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Sposéb wypetniania podziemnych pustek i wyrobisk gérniczych

Przedmiotem wynalazku jest spos6b wypetniania podziemnych pustek i wyrobisk gérniczych,
znajdujacy zastosowanie na przyklad w gérnictwie podziemnym, budownictwie. Prowadzenie
podsadzania czyli wypetniania pustek i wyrobisk zapobiega deformacji powierzchni lub wyze;j
zalegajacych warstw skalnych, umozliwia kontynuowanie dalszej eksploatacji oraz zwigksza
bezpieczenistwo.

Do petnego podsadzania uzywa si¢ r6znego rodzaju materialéw jak: piasek, zuzel, skaty
ptonne, kamienie tamane, popioty lotne, przy czym podsadzanie podsadzkg suchg moze byé
wykonana r¢cznie, mechanicznie wzglednie pneumatycznie. Podsadzka moze by¢ transportowana
réwniez hydraulicznie.

Istota wynalazku polega na tym, Zze z materiatu przeznaczonego do podsadzania formuje si¢
rdzefh o parametrach wytrzymato$ciowych zblizonych do parametréw otaczajacego gérotworu,
przy czym rdzefh moze spoczywaé bezpo$rednio na spagu badZ na warstwie piasku. Nast¢pnie rdzen
pokrywa si¢ nieprzepuszczalng warstwa izolacyjng, po czym pozostala przestrzen pomi¢dzy rdze-
niem a gérotworem wypetnia si¢ szczelnie piaskiem. -

Warstwa izolacyjna musi charakteryzowa¢ si¢ parametrami fizycznymi i chemicznymi dobra-
nymi do danych warunkéw geologiczno-gérniczych wystgpujacych w gérotworze oraz powinna
by¢ catkowicie wodoszczelna. Warstwe izolacyjna wykonuje si¢ przede wszystkim z tworzyw
sztucznych, widkna szklanego przez wtryskiwanie, pokrycie folig taczong metodg spawania lub
sklejania.

Zaleta sposobu wedtug wynalazku jest to, ze przez dokladne wypelnienie otrzymuje si¢
rOwnomierny na cata powierzchni¢ roztozony nacisk gérotworu. Ponadto zastosowanie warstwy
izolacyjnej powoduje, Ze do wykonania rdzenia mozna zuzyé odpady produkcyjne bez wzgl¢du na
ich sktad chemiczny, gdyz nieprzepuszczalna warstwa izolacyjna chroni otaczajacy gérotwér przed
skazeniem.

Przyktad L. Powierzchni¢ spagu wyré wnuje si¢, a miejsce posadowienia rdzenia wyktada si¢
folia z polietylenu. Poszczeg6lne czeéci folii zgrzewa si¢ lub skleja. Nastepnie uktada si¢ rdzen z
ksztaltek wykonanych z odpadéw przemystowych. Rdzefi pokrywa si¢ folig, a pustg przestrze
pomi¢dzy rdzeniem a otaczajacym gérotworem wypetnia si¢ piaskiem.
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Przyktad II. Powierzchni¢ spagu pokrywa si¢ warstwa piasku. Czg¢§¢, na ktérej bedzie
spoczywal rdzen pokrywa si¢ warstwa tworzywa syntetycznego. Warstwe t¢ wykonuje si¢ metoda
natryskowa. Z kolei ustawia si¢ rdzen, a nast¢pnie pokrywa si¢ go nieprzepuszczalng warstwg z
tworzywa syntetycznego metoda natryskows.

Zastrzezenie patentowe

" Spos6éb wypelniania podziemnych pustek i wyrobisk gérniczych, petna podsadzka suchg,
znamienny tym, Ze z materiatu przeznaczonego do podsadzania formuje si¢ rdzet o parametrach
wytrzymato$ciowych zblizonych do parametréw otaczajacego gbérotworu, przy czym rdzefi moze
spoczywaé bezpos§rednio na spagu badZ na warstwie piasku, nast¢pnie rdzefi pokrywa si¢ nieprze-
puszczalng warstwa izolujaca, po czym pozostalg przestrzefi pomi¢dzy rdzeniem a gérotworem
wypetnia si¢ doktadnie piaskiem.
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